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Teknik Alan

Bu bulus, aljinatin demir oksit nanopartikillerinin yizeyine kuvvetli adsorbe olmasi
neticesinde yiksek kararlilikta kolloidal ¢6zelti elde edilmesi ilgildir.

Ozet

Karboksil grubu, belirli bir pH degerinde biyopolimere negatif yik vererek demir
oksit ile olumlu reaksiyona girerken, elektrostatik itme demir oksit nanopartikdllerini
daha kararli hale getirir. Demir oksit nanopartikilleri cevresel kirleticilerin giderimi,
algilama ve gorintileme gibi cesitli alanlarda fizikokimyasal ve de vyapisal
dzelliklerinden dolayi kullanim potansiyeli cok olan bir malzemedir. Ozellikle sulu
fazda demir oksit nanopartikillerinin yizey yukinin ve de gozeneklilik yapisinin
korunarak stabil hale getirilerek kirleticiler ile olan reaksiyonlarinin devamliliginin
saglanmasi gerekir.

Yeni gelistirilen metot ile aljinatin demir oksit nanopartikillerinin yuzeyine iyi
adsorbe olmasi neticesinde yuksek kararlilikta kolloidal ¢ozelti elde edilmistir.

Avantajlar

* Aljinat ile kaplamasinda uygulanan ve de gelistirilen metot ile ylzeyin
ylkandn kararli olup degismemesi saglanmistir.

* Yeni gelistirilen metot ile nanopartikullerin zamanla aglomerasyonu
engellenmistir.

* Kullanilan dogal kaynaklar ve enerji acisindan bakildiginda ekonomik ve de
basit bir Gretim metodu gelistirilmistir.

* Biyomedikal uygulamalar icin uygun boyutta (10 < boyut < 100) ve de
kararlilikta kolloidal halindair.

* Cevresel alandaki kirletici gideriminde kullanimii¢in sulu ortamda
bozulmadan yapisini koruar.
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